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De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).
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Verbeterde dragerlip voor getter (gasdpvang)inrichtingen.

: De uitvinding heeft betrekking op een verbeterde opstelling voor
!het monteren van een getterinrichting in een elektrohenbuis,'in het bij-
' zonder een televisiebeeldbuis.
' Getterinrichtingen zijn algemeen bekend, zie bijvoorbeeld de
: 5  Amerikaanse octrooischriften 2.822.080; 3.207.294;3.207.295 en 3.211.280.
: " Wanneer getterinrichtingen in televisiebeeldbuizen worden gebruikt, is
g ' het algemene praktijk om ze te monteren in de zogenaamde antennepositie, -
" zie het Amerikaanse octrooischrift 4.182.974. De getterinrichting is oék
~verbonden met het raamwerk van.het schaduwmasker in kléurentelevisiebeeld-
10 hbuizen, zie het Amerikaanse octrooischrift 3.792.300.
Wat de montageposiﬁie ook is, vaak wordt gebruikt gemaakt van een
lip die deel uitmaakt van de. getterinrichtingstruktuur. De lip staat dan
toe, dat de getterinrichfing in zijn vereiste positie wordt gehouden
binnen de elektronenbuis zoals bijvoorbeeld door de lip aan een uiteinde
15 van een antenneveer'binnen een televisiebeeldbuis te lassen. Helaas wordt,
wanneer de getterinrichting door inductie van een buiten de buis gelegen
R.F. spoel wordt verhit, ook dé lip verhit en deze vertoont de neiging
tot week worden en buigen waardoor de getterhouder van zijn juiste
positie wordt wegbegwogen met alie ﬁadelen en gebreken vandien. zoals
20 grondig beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.558.961. Dit Ameri-
_kaanse octrooischrift beschrijft zelf een poging om de positionerings-
problemen die tijdens de verhitting van de getterinrichting optreden te
- overwinnen, maar ongelukkigerwijze vereist deze poging de uitvoering van
additionele stappen bij de vervaardiging van de antenneveer. De veer moet
25 ook in vorm worden gesneden uit een veel bredere strook daﬁ vereist is
voor de feitelijke breedte van de veer als gevolg waarvan grote hoeveel-
heden schrootmateriaal worden gevormd. ﬁet zou derhalve voordelig zijn
wanneer de lip van de getterinrichting zelf stijver kon worden gemaakt.
Een primair doel van de uitvinding is derhalve om een verbeterd
30 dragerliporgaan te verschaffen dat integraal gevormd is met een getter-
metaaldamp afgevende constructie.
Ook is een doel van de onderhavige uitvinding om een verbeterd
dragerliporgaan te verschaffen dat een juiste positionering van de getter-
inrichting tijdens en na verhitting van de inrichting verzekert.

35 Andere doeleinden en voordelen van de onderhavige uitvinding zullen
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duidelijk worden uit de volgende beschrijving daarvan en de tekening,
waarin )
fig. 1 een bovenaanzicﬁt is van een getterinrichting waarin een
- verbeterd dragerliporgaan volgens de onderhavige uitvinding is opgenomen;
fig. 2 een aanzicht in doorsnede langs de 1lijn II~II van fig. 1
is;
» fig. 3 een ander aanzicht in doorsnede lanés de 1lijn III-IIT van
 £ig. 1 is; '
7 | fig. 4 een aanzicht in doorsnedé van een andere getterinrichting
Vis, waarin een verbeterd dragerliporgaan volgens de onderhawige uitvin-
- ding is opgenomen; '

fig. 5 een aanzicht in doorsnede van een getterinrichting is,
waarin een gemodificeerde uitvoeringsvorm van een verbeterde dragerlip
volgens de onderhavige uitvinding is opgenomen;

fig. 6 een bovenaanzicht van een andere getterinrichting is,
waarin een verbeterd dragerliporgaan volgens de onderhavige uitvinding is
opgenomen; en .

| fign. 7 en 8 aanzichten in doorsnede zijn langs respectievelijk
de lijnen VII-VII en VIII-VIII van fig. 6.

De onderhavige uitvinding verschaft een verbeterde getterconstruc-
tie voor méntage van een.getterinrichting in een elektronenbuis, bij
voorkeur een kinescoop, omvattende een houder voor het dragen van een
verdampbaar gettermetaaldamp afgevend materiaal en een verbeterd drager-
liporgaan. Het dragerliporgaan omvat een gquadrilateriaal element waarvan
een rand met de getterconstructie is verbonden. De twee randen naast ge-
noemde rand dragen integraal respectieve;ijk een eerste en tweede ver-
sterkingselement waardoor zijwandorganen worden gevormd. De zijwandorga-
nen staan loodrecht op het quadrilaterale element en liggen tegen genoem-
de houder aan.

De versterkingselementen kunnen elk geschikte vorm hebben zolang
ze hun aansluiting op de houder behouden. Ze zijn bij voorkeur polygonaal
en kunnen bijvoorbeeld geschikt driehoekig of rechthoekig zijn.

Het verdampbare gettermetaaldamp afgevende materiaal omvat in het
algemeen een aardalkalimetaal zoals magnesium, strontium of barium of
hun legeringen. Het meest algemeen toegepaste gettermateriaal is een

verpoederde legering van barium met aluminium welke ongeveer 50-56 gew.$%

2

8202090




10

15

20

25

30

35

-3-

t

barium bevat. Het is vaak gewenst dat deze barium-aluminium legering

" wordt gemengd met een ander materiaal zodat bij verwarming een exotherme

chemische reactie plaatsvindt met afgifte van bariumdamp. Het materiaal

~kan bijvoorbeeld molybdeen of Ti-Ni-legeringen zijn, maar zeer vaak is

het verkozen materiaal verpoederd nikkel dat in een gewichtsverhouding

van ongeveer 2:1 tot 1:2 wordt toegevoegd, bij voorkeur in een gewichts-

" verhouding van 1:1 met de barium-aluminiumlegering. Het exotherme ver-

dampbare gettermetaaldamp afgevende materiaal bevat derhalve ongeveer .
25 gew.% barium. Zeer vaak wordt ook een klein percentage gasafgevend
materiaal zoals Fe4N of de hydride van Ti of Zr toegevoegd. De hier in

de beschrijving en conclusies gebruikte term ‘gettermetaaldamp afgeVena

materiaal' omvat zowel het materiaal voor als na afgifte van gettermetaal-

damp. Deze term omvat zowel het materiaal in de vorm waarin het met de
getterinrichting wordt verkocht als in de vorm waarin het wordt aangetrof-
fen in een werkende buils waarin de massa van het gettermetaal verdampt
is uit het materiaal en in de vorm van een film op de inwendige oppervlak-
ken van de buis aanwezig is. _

Thans verwijzend naar de tekeningen en in het bijzonder{de figuren

1, 2 en 3 wordt daarin een getterconstructie 10 getoond welke een houder

12 omvat, die een verdampbaar geitermetaaldamp afgevend materiaal 14

draagt. Een dragerliporgaan 16 omvat een eerste quadrilateriaal element
26 dat deel van het.orgaan zelf uitmaakt. Een rand 24 van het quadrila-
terale element 26 is integraal gevormd met en verbonden met de bovenrand
20 van de buitenwand 22 van de getterhouder 12. Een andere rand 28 naast
rand 24 draagt een tweede quadrilateraal element of zijwandorgaan 30
terwijl weer een andere rand 32 naast de rand 24 een dexrde quadrilateraal
element of zijwandorgaan 34 draagt. De zijwandorganen 30 en 34 staan
hoofdzakelijk loodrecht op het quadrilateriale element 26. De randen 36
en 38 van de zijwandorganen 30 en 34 liggen aan tegen de buitenwand 22
van de houder 12.

De drie quadrilaterale elementen 26, 30 en 34 vormen het hoofd-
zakelijk U-vormige liporgaan 16. Het open gedeelte 40 van het U-vormige
liporgaan 16 is naar beneden naar de bodemwand 42 van de getterhouder 12

gericht.-
Thans verwijzend naar fig. 4, wordt daarin een doorsnede getoond
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van een verdampbare getterinrichting 400 welke een ringvormige houder

402 omvat met een U-vormig kanaal in doorsnede dat een gettermetaaldamp

' afgevend materiaal 404 draagt. Een dragerliporgaan 406 omvat een quadri-

lateraal element 408 dat integraal verbonden is met de ringvormige houder

. 402. Een driehoekig versterkingselement 412 vormt een zijwandorgaan dat

loodrecht staat op quadrilateraal element 408 en aanligt tegen houder 402

langs de rand 414. Een tweede niet~weergegeven zijwandorgaan is met het

. quadrilateraal element 408 op soortgelijke wijze als getoond in de fi-

- guren 1-3 verbonden onder vorming van een U-gedaante.

Een antenne 416 is met het beﬂedenoppervlak 418 van het quadri-
lateraal element 408 door puntlassen verbonden.

Fig. 5 toont een verdampbare getterinrichting 500 welke een ring-

- vormige houder 502 omvat met een.U;vormig kanaal in doorsnede dat een

gettermetaaldamp afgevend materiaal 504 draagt. Een dragerliporgaan 506
omvat een quadrilateraal element 508 en een quadrilateraal zijwandorgaan
510 dat loodrecht staat op element‘508 en aanligt tegen houder 502 langs
rand 512. Rand 512 vormt een hoek 'a', van in dit geval minder dan 90°
ten opzichte van de dragerrand 514. Een tweede niet weergegeven zijwand-
orgaan is met het quadrilateraal element 508 verbonden op soortgelijke
wijze als getoond in de figuren 1-3 onder vorming van een U gedaante.

Het zal duidelijk zijn dat hoek 'a' desgewenst groter dan 90°
kan zijn. .

De figuren 6, 7 en 8 tonen een gemodificeerde getterinrichting 600
welke een getterhouder 602 omvat met een buitenwand 604 en een bodemwand
606, welke een verdampbaar gettermetaaldamp afgevend materiaal 608 draagt.
Meerdere van de oppervlakken van materiaal 608 liggen ﬁrij en staan niet
in contact met de getterhouder 602. Een hoofdzakelijk schijfvorm;g:ele-
ment 610 is met de bodemwand 606 van houder 602 langs zijn buitenéand.
612 vérbonden. Element 610 dientnvoor het reflecteren van gettermetaal-
dampen die van het benedenoppervlak 614 van materiaal 608 afkomen. Een
dragerliporgaan 616 omvat een quadrilateraal element 618 dat integraal
langs een rand 620 is verbonden met de buitenrand van het schijfvormige
reflectieé&lement 610. Zijwandorganen 622 en 624 zijn in loodrechte stand
verbonden met element 618 en liggen aan tegen de buitenwand 604 van de

getterhouder 602, en door een liporgaan 616 in U-gedaante wordt gevormd.
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, 'Het open gedeelte 626 van het liporgaan kijkt naar boven, weg van de
bodemwand 606 van de gettefhouder 602.
In gebruik zal de keuze van een inrichting met hetzij een naar boven
hetzij een naar beneden kijkend U-vormig liporgaan afhangen van de krach=
5 ten die op de getterinrichting worden uitgeocefend wanneer deze wordt ver-
hit om gettermetaaldampen te doén ontstaan. De gekozen inrichting is
" die waarin de krachten zodanig zijn dat bevorderd wordt daﬁ de aansluiting

' tussen de zijwandorganen en de getterhouder in stand blijft.
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CONCLUSTIES.

1. Verbeterde getterconstructie voor montage van een getterin-
richting in een elektronenbuis, omvattende een houder (12, 402, 502,
602) voor het dragen van een verdampbaar gettermetaaldamp afgevend

materiaal en een dragerliporgaan, met het kemmerk, dat het dragerlipor-

1 gaan (16,. 406, 506, 616) een quadrilateraal element (26, 408, 508, 618)

omvat waarvan een rand (24, 620) verbonden is met de getterconstructie
en de twee randen (28, 32; 514) naast genocemde rand inﬁegraal elk
respectievelijk een eerste en tweede versterkingselement dragen, waar-+
door zijwandorganen (30, 34; 412; 510; 622, 624) in loodrechte stand ten
opzichte van het quadrilateraal element en aansluitend op de houder
langs de randen (36, 38; 4147 512) worden gevormd.

2. Getterconstructie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
versterkingselementen polygonaal zijn. .

3. Getterconstructie volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de
versterkingselementen driehoekig (412) zijh. 7

4. Getterconstructie volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de
versterkingselementen rechtheokig (30, 34; 510; 622, 624) zijn.

5. . Getterconstructie volgens conclusie 1, met het kemmerk, dat de
aanliggende randen (512) van de zijwandorganen (510) een van 90o afwij-
kende hoek vormen ten opzichte van de draagrand (514).

6. Getterconstructie volgens conclusie 1, met het kemnmerk, dat
het quadrilaterale element (26, 408, 508) van het dragerliporgaan (16,
406, 506) integraal gevormd is met de bovenrand van de buitenwand van de
getterhouder (12, 402, 502) en het iiporgaan U-vormig is, waarvan het
open gedeelte (40) naar de bodemwand van de getterhouder is gericht.

7. Getterconstructie volgens conclusie 1, met het kemmerk, dat
het quadrilaﬁerale element (618) van het dragerliporgaan (616) integraal
gevormd is met de buitenrand (620) van een hoofdzakelijk schijfvormig
reflectieélement (610), waarbij het reflectie@lement met de bodemwand
(606) van de getterhouder (602) is verbonden, en het liporgaan (616)
U~vormig is, waarbij het open gedeelte daarvan van de bodemwand (606)

is afgekeerd.
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